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产品名称 两酸抛光剂 淮南两酸抛光
昆山韩铝化学表面材料

公司名称 昆山市韩铝化学表面材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市千灯镇石浦卫泾大街51号

联系电话  18912671876

产品详情

机械抛光：

机械抛光一般是将工件压向预先涂有抛光膏(剂)的转动布轮或其他弹性轮子上的操作.其实质是用抛光轮
来平复磨光后的制件表面上极微小的不平处.铝型材通过机械抛光可得到似镜而般的表面，其泽色随所用
抛光膏不同而变化，其外观问抛光者技术有关.电解抛光是将工件作为阳极，在电解过程中，工件突出的
部位溶解速度大于低凹处，随着抛光的进行，淮南两酸抛光，工件表面的微观及宏观的凸凹部分得以整
平.这一过程能改善金属表面的显微几何形状，降低金属表面的显微粗糙程度，铝型材使零件表面变得光
亮.

依据机械加工原理、半导体材料工程学、物力化学多相反应多相催化理论、表面工程学、半导体化学基
础理论等，对硅单晶片化学机械抛光（CMP）机理、动力学控制过程和影响因素研究标明，两酸抛光哪
家好，化学机械抛光是一个复杂的多相反应，它存在着两个动力学过程：（1）抛光首先使吸附在抛光布
上的抛光液中的氧化剂、催化剂等与衬底片表面的硅原子在表面进行氧化还原的动力学过程。这是化学
反应的主体。（2）抛光表面反应物脱离硅单晶表面，即解吸过程使未反应的硅单晶重新出来的动力学过
程。它是控制抛光速率的另一个重要过程。硅片的化学机械抛光过程是以化学反应为主的机械抛光过程
，要获得质量好的抛光片，必须使抛光过程中的化学腐蚀作用与机械磨削作用达到一种平衡。如果化学
腐蚀作用大于机械抛光作用，则抛光片表面产生腐蚀坑、桔皮状波纹。如果机械磨削作用大于化学腐蚀
作用，则表面产生高损伤层。

1. LED行业LED芯片主要采用的衬底材料是蓝宝石，两酸抛光剂，在加工过程中需要对其进行减薄和抛
光。蓝宝石的硬度极高，普通磨料难以对其进行加工。在用金刚石研磨液对蓝宝石衬底表面进行减薄和
粗磨后，表面不可避免的有一些或大或小的划痕。CMP抛光液利用“软磨硬”的原理很好的实现了蓝宝
石表面的精密抛光。随着LED行业的快速发展，聚晶金刚石研磨液及二氧化硅溶胶抛光液的需求也与日



俱增。

两酸抛光剂-淮南两酸抛光-昆山韩铝化学表面材料(查看)由昆山市韩铝化学表面材料有限公司提供。昆山
市韩铝化学表面材料有限公司是从事“化工原料及产品,五金材料,化学试剂”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。
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